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réznicujgcy zawiera mieszanine L-a-fosfatydyloinozytolu w ilosci
od 0,75-2% wagowych i lecytyny sojowej w ilosci 3,25 do 2% wago-
wych, przy czym koricowe stezenie roztworu wodnego suplemen-
tu wynosi 4% wagowe.

(1 zastrzezenie)

Data wprowadzenia zmiany zastrzezen: 2012 11 19

Al (21) 398700 (22) 2012 04 02

(51) C22F 1/08 (2006.01)
C€22C 9/01(2006.01)

(71) INSTYTUT ODLEWNICTWA, Krakow

(72) GORNY ZBIGNIEW; GWIZDZ ANDRZEJ;
KLUSKA-NAWARECKA STANISLAWA;
SAJA KRZYSZTOF; WODNICKI JACEK

(54) Sposéb ulepszania cieplnego odlewniczych
wielosktadnikowych brazéw aluminiowych

(57) Sposéb ulepszania cieplnego odlewniczych wieloskfadniko-
wych brazéw aluminiowych polega na tym, ze brazy po procesie
przesycania w temperaturze 900-1000°C podaje sie procesowi sta-
rzenia w temperaturze z zakresu 700-750°C, w czasie 6-10 godzin,
a nastepnie procesowi chtodzenia na powietrzu.

(1 zastrzezenie)

AT (21) 398768 (22) 201204 10

(51) €23C22/00(2006.01)
C25D 5/00(2006.01)
(€23C 28/00(2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA, Krakow
(72) RUDNIK EWA; JUCHA TOMASZ

(54) Hydrometalurgiczny sposéb otrzymywania
kompozytowych powtok na aluminium

(57) Przedmiotem wynalazku sg hydrometalurgiczne sposoby na-
kladania nowej kompozytowej powtoki ochronnej na aluminium.
Sposoéb wykorzystujacy metode bezpragdowa, polega na tym,
ze na aluminium z naniesiong uprzednio warstwg cynku, metoda
cementacyjng w procesie dwuetapowym, nakfada sie kolejng war-
stwe metalicznego kobaltu, ktérg osadza sie metoda bezpradowa
z roztworu o skfadzie: 0,05-0,15 M siarczanu(VI) kobaltu(ll) CoSO,,
0,03-0,04 M dimetyloaminoboranu DMAB, 0,05-0,20 M cytrynia-
nu tréjsodowego Na,CH,, 0,2-03 M kwasu borowego H,BO,
i 0,20-0,25 M kwasu maleinowego C,H,0,. Proces prowadzi sie
w temperaturze 70-80°C przez okres 15-60 minut, po czym na tak
wytworzonej warstwie osadza sie metoda autokatalityczng war-
stwe kompozytowa na osnowie kobaltu Co/SiC, a proces naktada-
nia tej warstwy prowadzi sie w roztworze o sktadzie: 0,05-0,15 M
siarczanu(V1) kobaltu(ll) CoSO,, 0,03-0,04 M dimetyloaminoboranu
DMAB, 0,05-0,20 M cytrynianu trojsodowego Na,CH., 0,2-03 M
kwasu borowego H,BO, i 0,2-04 M kwasu maleinowego C,H,0,,
1-10 g/dm? proszku weglika krzemu SiC o wielkosci ziaren okoto
3 um, pH kapieli wynosi 9,0-9,5, zas temperatura 70-80°C. Proces
prowadzi sie przez okres 1-8 godzin, mieszajac zawiesine.

(2 zastrzezenia)

Al (21) 398798 (22) 201204 12

(51) C25B 1/04(2006.01)
C25B 9/06 (2006.01)

(71) SESCOM
SPOLKA AKCYINA, Gdarisk
(72) GOLEBIEWSKI MAREK

(54) Generator wodoru oraz tlenu

(57) Generator wodoru oraz tlenu, zawiera komore reakcyjng
wypetniong roztworem wodnym. W komorze reakcyjnej znajduje
sie zespot pierwszej elektrody przytaczony do jednego bieguna
oraz zespot drugiej elektrody przytaczony do drugiego bieguna
Zrodfa roznicy potencjatéw. Zespodt drugiej elektrody zamocowany

na podstawie (13) ma postac koncentrycznych $cian (14) o przekro-
ju poprzecznym zamknietym, o wysokosci wiekszej od dtugosci rur
pfaszczy (15) pierwszej elektrody (19). Ptaszcze (15) pierwszej elek-
trody (19) zamocowane sg do ptyty gornej (18) komory reakcyjnej.
Osie symetrii pfaszczy (15) pierwszych elektrod (19) rozstawione
s3 na planie linii koncentrycznych pomiedzy koncentrycznymi
$cianami (14) drugiej elektrody. Wewnatrz pfaszczy (15) znajduija sie
pierwsze elektrody (19). Ponad ptyta gérng komory reakcyjnej (18)
znajduje sie komora akumulacyjna (3) pierwszego produktu elek-
trolizy oraz oddzielona od niej komora akumulacyjna (6) drugiego
produktu elektrolizy.

(14 zastrzezen)
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AT (21) 398721 (22) 2012 04 04

(51) C25D 17/00(2006.01)
CO2F 1/46 (2006.01)
CO2F 1/461 (2006.01)

1) LATUSZEK ANTONI, Warszawa
2) LATUSZEK ANTONI

(54) Urzadzenie do wytwarzania bardzo duzej
i regulowanej gestosci mocy elektrycznej
w elektrolicie poza elektrodami

(57) Urzadzenie dzieki skupieniu duzej mocy elektrycznej w matej
objetosci elektrolitu zamknietego w otworze (3) lub szczelinie die-
lektrycznej przegrody (2) stuzy¢ bedzie do niszczenia drobnoustro-
jow w $ciekach, do destrukcji ztozonych molekut organicznych i in-
nych proceséw elektrochemicznych.

(1 zastrzezenie)
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